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Аннотация: Приведѐн и обоснован маршрут производства 

тонкопленочных фотопреобразователей. Данный маршрут 

позволяет выполнить требования к качеству получаемых 

материалов конструкции Mo/поглощающая пленка/CdS/ZnO/Al-Ni. 
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